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Analyzator s doutnavym vybojem pro bulk analyzu a analyzu hloubkového profilu




Profil spolecnosti

SPECTRUMA je jeden z nejduleZitéjSich high-tech vyrobcl
analytickych zafizeni. Firma byla zalozena roku 1982. N&s
vysoce odborny tym experti béhem 35 let nabyl bohaté
zkuSenosti ve vyvoji a vyrobé spektrometrd s doutnavym
vybojem.

NaSe priority spoCivaji jak v zakaznickém servise, tak v
technice a také ve vyrobé pfistroju. SPECTRUMA v oblasti
spektralnii analyzy. neustale zlepSuje spolupraci se svymi
zakazniky a bere je jako rovnocenné partnery.

NaSe firma nastavuje nové standardy na poli instrumentalni
analyzy pomoci neustalé spoluprace se svymi partnery z
riznych odvétvi primyslu. SPECTRUMA poskytuje pokrocilou
technologii Made in Germany a nabizi Sirokou celosvéto-
vou zakaznickou podporu.

Tyto faktory utvofily nasi spole¢nost nejdulezitym iniciatorem
na trhu. Déle ma& SPECTRUMA vyjime¢né know-how v
oblasti jako je materidlové inZenyrstvi, slévarenstvi, tepelné
zpracovani, galvanické pokovovani a povrchove Upravy.
Tyto Uspéchy byly certifikovany dle ISO 9001, podporujici
zakaznicky orientovany vyvoj SPECTRUMY.



APLIKACE

Termochemické zpracovani

Stanoveni tloustky vrstev a koncentraénich profili vSech prvki s
ohledem na hlouku. Kvantitativni a kvalitativni kontaminace povrchu,
vméstku a fazovych poméru.
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Povlakované folie

Kompletni charakterizace povlakovanych vrstev s ohledem na chemické
sloZeni, tloustku a distribuci prvk(. Analyza nevodivych povlakd,
jako jsou barva a laky pomocii RF zdroje.
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Tvrdé povlaky

Jednotlivé separované vrstvy mohou byt stanoveny rychlou analyzou
chemického slozeni. Ostatni aspekty materialu, jako je
hloubka penetrace procesu zpracovani jsou taky mozné.
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Tenké filmy solarnich panell

Stanoveni elementarni distribuce v povlaku tenkych filma solarnich
panell

Chemické slozeni

Pfesné stanoveni chemického sloZzeni materialu. Vysoce
reprodukovatelna analyza. Rychla analyza za méné nez 60 sekund.
Stanoveni v8ech prki od H po U, a to od 100 % urovné azZ na Urover

ppm.

Fe @ Mn si P

95764 0.227 | 0.610 | 0.301 | 0.062
957690226 | 0.617 | 0.304 | 0.062
95.773(0229 | 0.616 | 0.303 | 0.063
957701 0.227 | 0.618 | 0.300 | 0.060

Program: XX Date: 14.08.2003 Time: 08:44
Sample ID: 169

Fe © Mn si P
9576910228 | 0.615 | 0.302 | 0.062




GDA 150 HR

GDA 150 HR

GDA 150 HR je robustni CCD spektrometr vytvofeny pro
elementarni hloubkovou profilovou analyzu a bulk
(objemovou) analyzu v oblasti vyrobnich procesu.
Umoziuje optimalizované spektralni rozliSeni a citlivost, ktera
vyhovuje uzivatelim, pozaduijici v jejich aplikacich pfesnost
a flexibilitu. SPECTRUMA vyrobila CCD optiky s vysokym
rozliSenim, které se vykonem vyrovnaji pozadavkim na
fotonasobiCe a zvySuji analytické moznosti GDA 150 HR.

Diky unikatni funkci CCD detektort Ize do analytické
metody pfidat jakékoliv mnozstvi analytickych kanald.
Tato flexibilita umozriuje rychle stanovit slozeni a tloustku
technickych povlaku.

GDA 150 HR mUZe analyzovat povlaky v rozsahu od 100
nm do 200 pm, s relativnim hloubkovym rozliSenim 5 % -
10 %. U vétSiny matric je déna linarita kalibracnich kfivek.
Limity detekce jsou stanoveny od 0.1 ppm do 50 ppm..

budicim
dovoluje

GDA 150 HR je vybaven nové vyvinutym
zdrojem  doutnavého  vyboje,  ktery
odprasovani od 8 mmdo 1 mm.

Pro analyzu nerovnym nebo velmi malych vzork, které by
netésnili na standardnim tésnéni mulze byt pouzita
univerzalni jednotka vzorku (USU). GDA 150 HR je
navrzena pro vSechny elektricky vodivé matrice.



GDA 650 HR je dalsi uroveni CCD analyzatoru s
doutnavym vybojem. Pfi jeho vyvoji byla pouZita nejnovéjsi
a nejmodernéj$i CCD technologie. GDA 650 HR s touto
technologii nabizi vykon na Urovni fotonasobicu a s
flexibilitou CCD spektrometru s vysokym rozlisenim.

Pro podniky, které ve svych aplikacich potfebuji vysokou
uroven presnosti a flexibility je GDA 650 HR ideélnim feSenim.
Diky unikatni funkci CCD detektord, Ize kdykoliv v budoucnu
do analytické metody pfidat libovolny kanél. Tato flexibilita
umozriuje rychlé stanoveni chemického sloZeni a tloustky
technickych povlaku. Sou¢asné mohou byt stanoveny
v8echny prvky. GDA 650 HR byl primarné navrzen pro
analyzu povlaku do hloubky 200 um s hloubkovym rozlisenim
50 nm na povrchu a 5 - 10% relativnich ve vétSich
hloubkach.

GDA 650 HR

GDA 650 HR

Navic je GDA 650 HR rovnéz schopny bulk (objemové) analyzy
pfi vyuZiti maximéini linearity kalibracnich kfivek pro komplexni
matrice. Limity detekce jsou vétSinou 0,1 ppm.

PouZitim USU (univerzalni jednotky vzorku) mize GDA 650 HR
analyzovat i velmi malé a nerovné vzorky, které by normalné
netésnily na standardnim tésnéni.

Pomoci vestavéného RF (rédio frekvencniho) budiciho zdroje
se mohou analyzovat i nevodivé materialy. Diky této RF lampé
je GDA 650 HR neprekonatelny v analyze izolacnich materiald,
jako je porcelan, sklo a natéry barev, at' uz se standardni
lampou nebo s USU. GDA 650 HR je vylepSen nové vyvinutym
externim plazmovym Zzhavenim, které umoZiuje extrémné
nizké podminky buzeni.




Technicka data

Budici zdroj

Budici zdroj umozriuje rozsah priméru anody od 1-8 mm

s optimalni stabilitou a reprodukovatelnosti.

e Zafizeni s pfimym chlazenim vzorku s vysokym
vykonem se vyuziva pro teplotné citlivé povrchy
a analyzu velmi tenkych félii. Nerezové félie
s tloustkou 50um mohou byt analyzovany pfimo

e Optimalizovany proplach argonem v méficim
prostoru vzorku pro nizké limity detekce a
extrémné vysoké rozliSeni v profilové analyze

e Specialni automaticka Cistici funkce pro
maximalni pfesnost méfeni

e Maximalni tloustka vzorku je 45 mm a minimalni

je 0,05 mm ve standardni konfiguraci

e Stejnosmérny zdroj, piné programovatelny v
rozsahu az do 1500 V a 250 mA

e GDA 650 HR: RF pIné programovatelny do
150 W, U, | sledovani, realna regulace plazmy,
provoz pulzni plazmy

e Externi zhaveni plazmy umoZniuje extremné
nizké podminky buzeni a je ur€eny k analyze
citlivych material

Volitelné: Vzorkovaci jednotka pro automaticky
provoz az 100 vzorku
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Opticky systém

CCD spektrometr s vysokym vykonem a
maximalnim spektralnim rozlisenim
120-670 nm

Vlysoké spektralni rozliSeni typicky

20 pm (FWHM)

Polomér Rowlandovy kruznice 400 mm
Vlysoka stabilita optického systému diky
teplotni stabilizace

Virtuané neomezeny pocet kanall
Podpora Cisténi Cocky

Automaticky nastavitelna citlivost CCD
detektoru



Vakuovy systém - GDA 150 HR

Nerezové trubky v celém systému, nezbytné pro
analyzu stopovych prvkd, pfedevsim dusiku

Néavrh s jednou pumpou pro oba GDS zdroje a
optickou komoru s Urovni hluku < 50 dB
Bezpecnostni ventil uvnitf rotacni lopatkové vyvévy
pfedchazi nezadouci ventilaci v pfipadé vypadu
elektrického napéjeni

Volitelng: Rotacni lopatkova vyvéva mlze byt
nahrazena suchou vyvévou pro vyvarovani se C-H
kontaminace od vyvévy

Technicka data

Vakuovy systém - GDA 650 HR

Suché vyvéva pro vyvarovani se C-H kontaminace od
Vyvevy

Nerezové trubky v celém systému, nezbytné pro
analyzu stopovych prvkd, pfedevsim dusiku

Néavrh s jednou pumpou pro oba GDS zdroje a
optickou komoru s Urovni hluku < 50 dB

Volitelné: Turbomolekularni pumpa pro rychlou
evakuaci a nejlepsi vykon odplynéni GDS zdroje
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Zastoupeni pro Ceskou Republiku:

SPECTRO CS, s.r.o0.
Rudné 1361/51
Ostrava - Zabfeh
700 30

tel: 596 762 840
www.spectro.cz
info@spectro.cz
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